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단분산 실리카 입자는 물리적, 광학적으로 특수한 성질을 나타내므로, 이를 이용한 반도체, 전

자, 기계 분야에서 많이 사용되어지고 있다. 동결방지를 위한 식품첨가제나 강화시멘트 제조

용 첨가제, 반도체용 웨이퍼 연마제, 휴대폰 하드코팅용 첨가제 등의 여러 가지 분야에서 대표

적으로 응용되고 있다. 아직 국내에서는 실리카 단분산 입자의 제조에 대한 양산화 기술이 부

족하므로, 가장 효율적으로 합성하기 위한 합성 방법과 적절한 조건의 구축이 필요하다. 단분

산 실리카 입자가 필요한 분야에 따라서 합성되는 입자의 크기나 생산량 등을 고려하여 합성

방법과 반응 시약의 양을 고려해야 하며, 합성된 입자의 크기와 분산 안정성 및 입도 분포 등

이 중요한 특성에 해당된다.  

본 연구에서는 회분식 반응기와 관형 연속 반응기를 사용하여 여러 조건 하에 단분산 실리카

입자의 합성 반응을 수행하고 각각의 조건에 따른 결과를 비교하고자 한다.  


